Universita Scuola Politecnica e Dipartimento i
degli Studi delle Scienze di Base Architettura e
della Campania Disegno Industriale

Lugi Vanwitell

Verbale dell’incontro del Gruppo AQ CdS in Design per la moda
tenutosi il giorno 5 dicembre 2018

Il gruppo AQ, del CdS in Design per la Moda, composto da:
Alessandra Cirafici (responsabile);

Pasquale Argenziano,

marco Calabro,

Caterina Cristina Fiorentino,

Manuela Piscitelli

Si € riunito telematicamente il giorno 5 dicembre 2018,
era presente anche Alessandra Avella, quale esponente della Commissione Paritetica.

1. Redazione finale documento di autovalutazione
Oggetto dell'incontro del gruppo di AQ del CdS in DpM é stato il confronto sul documento finale di
autovalutazione del CdS.

Verbale letto e sottoscritto

Responsabile del Gruppo AQ del CdS in Design per la Moda
Alessandra Cirafici

Scuola Politecnica e delle Via San Lorenzo dip.architettura@unicampania.it
Scienze di Base Abazia di San Lorenzo dip.architettura@pec.unina2.it
Dipartimento di Architettura  ad Septimum www.architettura.unicampania.it
e Disegno Industriale 81031 Aversa (CE)

T.: +39 081 5010700
F.: +39 081 5010704



Universita

degli Studi
della Campania
Lugi Vanuitell:

Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base
Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale

Via San Lorenzo
Abazia di San Lorenzo
ad Septimum

81031 Aversa (CE)

T.: +39 081 5010700
F.: +39 081 5010704

Scuola Politecnica e Dipartimento ci
delle Scienze di Base Architettura e
Disegno Industriale

dip.architettura@unicampania.it
dip.architettura@pec.unina2.it
www.architettura.unicampania.it



